
ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ МІКРО- І НАНОЕЛЕКТРОНІКИ  
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 Метою дисципліни «Обладнання і технології мікро- і наноелектроніки» є 

ознайомлення із сучасними технологіями та обладнанням щодо виробництва 

інтегральних мікросхем (ІМС) та виробів наноелектроніки. 

По завершенню навчання по даній дисципліні, студенти повинні: 

Знати: 

- перелік і послідовність етапів технології виготовлення ІМС та виробів 

наноелектроніки;  

- вимоги до чистоти виробничих приміщень та їх класифікацію;  

- види основного обладнання щодо одержання та вимірювання характеристик 

якісних параметрів ІМС і виробів наноелектроніки. 

 

 КВАНТОВІ ЕФЕКТИ 

ОДНОЕЛЕКТРОННЕ ТУНЕЛЮВАННЯ В УМОВАХ КУЛОНІВСЬКОЇ 

БЛОКАДИ 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

МАССПЕКТРОМЕТР ВТОРИННИХ ІОНІВ. Принцип дії 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВА СХЕМА АТОМНО-СИЛОВОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АТОМНО-СИЛОВИЙ МІКРОСКОП 



 
 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Проект   кафедры технологии

микро- и наноэлектронной аппаратуры

Многофункциональный сверхвысоковакуумный нанотехнологический комплекс
НАНОФАБ НТК-9

(ЗАО “Нанотехнологии МДТ”  г. Зеленоград) 

 
 

Вміти: 

- оцінювати можливості використання матеріалів щодо конструкції певного СПП; 

- порівнювати властивості напівпровідникових щодо використання у конструкціях 

різних класів СПП; 

- здійснювати вибір основного обладнання (механічної обробки монокристалів, 

дифузії та окислення, напилення, металізації); проводити аналіз  розрахунки 

електронних компонентів функціональних вузлів та блоків, що входять до складу 

джерел живлення промислових озонаторів;  

- орієнтуватись у режимах основних технологічних операцій  з одержання СПП 

різних класів  

 

 


